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Abstract (en)
[origin: US2016122850A1] The present invention relates to a method for producing a high temperature-resistant target alloy. The method comprises
(a) applying a vacuum to an attritor vessel containing the base material of the target alloy, (b) filling the attritor vessel with a powder containing the
base material of the target alloy with a reduced alloy element content, (c) filling the attritor vessel with grinding balls containing the base material of
the target alloy, (d) rotating the agitator of the attritor and/or the attritor vessel. The powder is alloyed by attrition of the attritor and/or attritor vessel
and the grinding balls themselves. The invention also relates to a corresponding device for carrying out the method.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer hochtemperaturfesten Ziellegierung (7) umfassend die folgenden Schritte a)
Evakuieren eines den Grundwerkstoff der Ziellegierung enthaltenden Attritorbehalters (1), b) Beflllen des Attritorbehalters mit einem Pulver (2)
enthaltend den Grundwerkstoff der Ziellegierung mit reduziertem Legierungselementanteil, c) Befillen des Attritorbehélters mit den Grundwerkstoff
der Ziellegierung enthaltenden Mahlkugeln (3), d) Rotieren des Rilhrwerks des Attritors und/oder des Attritorbehalters, wobei das Pulver (2)
durch Abrieb vom Attritor und/oder Attritorbehélter (1) und den Mahlkugeln (3) selbst legiert wird. Ferner betrifft die Erfindung eine entsprechende
Vorrichtung (4) zur Durchfiihrung des Verfahrens, die entsprechende Legierung (7) und die Verwendung der Vorrichtung (4) zur Herstellung der
hochtemperaturfesten Ziellegierung (7).
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